GAZI UNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITUSU AKTS FORMU

Dersin Kodu ve
Adi

ILT544 MiKRO VE NANO DESENLEME TEKNiKLERI

Dersin Kredisi

3

AKTS Kredisi

7.5

Ders Sorumlusu
Ve e-postasi

Prof. Dr. Elif ORHAN
eliforhan@gazi.edu.tr

ABD/Program Ileri Teknolojiler Anabilim Dal1

Dersin Tiirii Se¢meli

Dersin Dili Tiirkge

Ders Donemi Giiz/Bahar

Dersin Onkosulu | Yok

Dersin Amaci Nanoteknoloji  kapsaminda yapilan temel bilim ve miihendislik

calismalarin en 6nemli kismi nano-6lgekte yapilan iiretim yontemleridir.
Nanboyutta aygit tretimi igin alternatif iiretim yontemleri tanitilacak ve
Ozellikle iirlin tabanli nanoteknoloji ¢alismalarinin gerceklenmesine

yonelik  bilgi  ve teknikler anlatilacak, Ornekler ile konu
zenginlestirilecektir.
Dersin Icerigi Nanosistem ve Nanoaygitlara giri: Mikron’dan Nano-iiretime  gecis.

Fotolitografi. Fotomaske teknolojisi. Soft litografi, nano-baski yontemi. Girigim
litografisi. Daldirma litografisi. E-demet litografi. FIB ile nano-desen olusturma.
X-ray litografi, Plazmon litografi. Kendi-kendine diizen olusturarak nano iretim.
Direct yazma litografisi. Dip-kalem nano-litografi. Entegre devre iiretiminin
nanoteknoloji agisindan irdelenmesi.

Dersin Ogrenme
Ciktilar

Calismalarinda gerekli olabilecek teknik/modern araglar1 kullanma, g¢aligmalarini
sOzIlii ve yazili sunma, disiplinler aras1 calisma yapabilme, dogru ve gerekli
bilgiyi hizli ayirt edebilme, sonuglar1 analiz etme becerisi kazanabilme.
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Siireli Yayin,
Makale, Bildiri,
Sempozyum
Dersin Egitim- Teorik | Uygulama | Lab. Proje | Odev | Diger | Toplam | AKTS
Ogretim 42 76 30 188 7.5
Yontemi
Dersin Degerlendirme Adet (“X” ile isaretleyiniz) Oran (%)
Olgiitleri
Ara Sinav X 30
Kisa Simav
Odev X 10
Proje X 20
Laboratuar
Uygulama
Diger
Dénem Sonu Sinavi X 40
HAFTALIK DERS PLANI
Hafta icerik ve Konular
1. Hafta Nanosistem ve Nanoaygitlara giris: Mikron’dan Nano-iiretime ge¢is




2. Hafta Nanosistem ve Nanoaygitlara girig: Mikron’dan Nano-iiretime gegis
3. Hafta Fotolitografi

4. Hafta Fotomaske teknolojisi

5. Hafta Soft litografi, nano-baski yontemi

6. Hafta Girigim litografisi

7. Hafta Ara Smav

8. Hafta Daldirma litografi

9. Hafta E-demet litografi

10. Hafta | FIB ile nano-desen olusturma

11. Hafta | X-ray litografi, Plazmon litografi

12. Hafta | Kendi-kendine diizen olusturarak nano tiretim

13. Hafta | Direct yazma litografisi

14. Hafta | Dip-kalem nanolitografi

15. Hafta | Entegre devre iiretiminin nanoteknoloji agisindan irdelenmesi
16. Hafta | Entegre devre iiretiminin nanoteknoloji ac¢isindan irdelenmesi




